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[ 研究概要 ]
　材料としては、 ༙導体シリコン （特に、 エ䝢タキシャル薄膜）、 炭化⌛素を取りᢅっています。 これら電子材

料を生産するための反応装置 ・ プロセス研究に関して、 反応工学の視点から、 特に 「表面」 に関わるプロ

セス技術の研究 ・ 開発を行っています。 特に、 シリコンエ䝢タキシャル成長、 炭化⌛素系薄膜低温形成、 炭

化⌛素エッチング、 ウエハὙί技術、 分子汚染、 を対象としています。

ヲ⣽は、

http://kenkyu-web.jmk.ynu.ac.jp/Profiles/0010/0000506/profile.html

をご覧下さい。

[アドバンテージ]
㸦1㸧ᛂ性ࢫ࢞のά⏝㸸三フッሷ⣲、ሷỈ⣲、࣓ࢳル

ラࢩ 、ࣥトࣜ グࣥࢳッ࢚、たⷧ⭷ᙧᡂࡋ⏝ࢆラࣥࢩࣟࣟࢡ

㛤Ⓨࢫࢭࣟࣉ♏ᇶࡿࡍ㛵

㸦2㸧༙ᑟ体ࢫࢭࣟࣉのᛂᕤᏛ㍺㏦⌧㇟㸸ⷧ⭷ᡂ㛗装

置ෆの㍺㏦⌧㇟解析タ計、ⷧ⭷ᙧᡂࡧࡼ࠾⤖ᬗ࢚ッࣥࢳ

グのᏛᛂࢫࢭࣟࣉ㛤Ⓨ、ࣁ࢚࢘湿ᘧὙί㛵ࡿࢃ㍺

㏦⌧㇟、⾲㠃ࡿࡅ࠾分Ꮚの྾着⬺㞳ᣲ動解析、㧗速熱

の解析ࢫࢭࣟࣉ

[事例紹介]
㸦1㸧ࢩ Ꮫᛂ解析ࡿࡅ࠾ࢱࢡルࣜࣕࢩ࢟ࢱࣆ࢚ࣥࢥࣜ

ミࣗࢩᡂ㛗速度 レーࣥࣙࢩ 、ᡂ㛗速度の㧗速

㸦2㸧三フッሷ⣲ࢩࡿࡼࢫ࢞ ࢥࣜ 、ࣥ㓟⌛⣲、Ⅳ

⌛⣲の࢚ッࣥࢳグ速度測ᐃ್ᩘ解析㸦速度ᐃᩘỴᐃ㸧、

ࢡーࣜࢱࢡࣜ ーࣥࢽグᢏ⾡

㸦3㸧モ࣓ࣀ Ⅳ⌛⣲⣔ⷧ⭷のప温ᙧᡂࡿࡼラࣥࢩルࢳ

㸦4㸧ࣂッࢳᘧࢩ Ỉ流のほᐹࡿࡅ࠾Ὑίᵴࣁ࢚࢘ࣥࢥࣜ

解析タ計

㸦�㸧ࢩ ࢡ࢜，ከᡂ分᭷ᶵ≀㸦'(3，,3$ࡿࡅ࠾㠃⾲ࣥࢥࣜ

࣓，ールࣀࢱ トࣥࣥ࡞㸧྾着・⬺㞳ᣲ動の測ᐃ解析

■ 相談に応じられるテーマ
産業用反応性ガスを利用した薄膜形成技術 （CVD ・ エッチング ・ Ὑ

ί ・ クリーニングなど） の開発 ・ 解析

㍺㏦現象解析を活用した༙導体プロセスと装置開発

༙導体結ᬗ材料生産プロセス開発 （シリコン ・ 炭化⌛素 ・ 化合物༙

導体）

高㏿᪼㝆温加熱⅔など光を用いた加熱装置の設計 ・ 開発

生産工程における空気からの汚染測定 ・ 管理 （有機物付着 ・ 汚染

など） & 水ᬗ振動子を用いた極微量重量分析 

■ 主な所属学会
ᛂ⏝≀⌮Ꮫ

ᏛᕤᏛ

日本⤖ᬗᡂ㛗Ꮫ

■ 主な論文
http://www.habukalab.ynu.ac.jp/list.html

をご覧下さい。

■ 主な特許
特願2003-363664 「炭化⌛素のエッチング方法，研☻方法及び加工

方法」

特許第3675697号 「環境空気中の有機物濃度の測定方法および測定

装置」

特願2002-134989 「⌛素ሁ積膜の成膜装置のガスクリーニング方法」

■ 主な著書
http://www.habukalab.ynu.ac.jp/list.html

をご覧下さい。

■ 主な研究ثػ・ઃඋ
Ꮫ気┦ሁ✚装置㸦熱、ࣉラ࣐ࢬ㸧、࢚ࢫ࢞ッࣥࢳグ装置、ᅄ重ᴟ㉁

㔞分析ჾ、ࣁ࢚࢘Ὑί装置、┿✵着ᶵ、Ỉᬗ動Ꮚ

■ 主な地域活動
事㛗⌮ࠉ࣒ࢩーࢯࣥࢥ⾡㧗度ᐇ装ᢏࡲࡣࡇࡼ

���

学
ϓϩηε・Խ学学




